LISTA PROVISIONA!_ DE ASPIRANTES' EXCLUIDOS AL PROCEDIMIENTO DE
CONCURSO-OPOSICION LIBRE (RESOLUCION 04/05/2018), EN LA PLAZA DE PERSONAL
COMPLUTENSE LABORAL UCM CON N° DE ORDEN 21, C2 T.E.Il LAB. NUEVAS TECNOLOGIAS.
Num. | DNI/NIE APELLIDOS Y NOMBRE TURNO CAUSA/S DE EXCLUSION
1 | 50727731 |[ARGUELLO PASCUAL, MAURO BERTRAN Turno General 0002 - 0245
2 50461753 |[BENITO ORTEGA, JOSE LUIS Turno General 0240 - ZTPL
3 05306971 |BLANCO BARTOLOME, JORGE Turno General ZTPL - 0245 - 0002
4 | 51687151 |BUSTARVIEJO JIMENEZ, DAVID Turno General 0002 - 0245
5 | 50222815 |CEBRIAN NUNEZ, JESUS Turno General 0002
6 | 47461948 |DIAZ LOPEZ, LUIS MIGUEL Turno General ZTPL
7 | 50544963 |FERNANDEZ SANZ, DAVID Turno General 0240
8 | 76631732 [LUQUE DIAZ, MARIA DEL MAR Turno General ZTPL
9 | 52539081 |[MARTINEZ GONZALEZ, MARIA INMACULADA T Gl ZTPL
10 | 04210783 |PULIDO RODRIGUEZ, FERNANDO Turno General 0240
11 | 47286714 |RASO GUMIEL, JORGE Turno General 0240 - ZTPL
12 | 34022227 |ROMERO ESTEPA, JUAN ANTONIO Turno General 0002 - 0245
13 | 50452371 |TONDA DIAZ, JUAN Turno General 0240 - 0002
14 | 11969225 |TORIO MURIEL, RAUL Turno General 0002 - 0245
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\N / LISTA PROVISIONA!_ DE ASPIRANTE§ EXCLUIDOS AL PROCEDIMIENTO DE

UNIVERSIDAD CONCURSO-OPOSICION LIBRE (RESOLUCION 04/05/2018), EN LA PLAZA DE PERSONAL
COMPLUTENSE LABORAL UCM CON N° DE ORDEN 21, C2 T.E.Il LAB. NUEVAS TECNOLOGIAS.
CAUSAS DE EXCLUSION

0001 No poseer la edad requerida en la convocatoria

0002 No abonar derechos de examen

0003 No poseer o no acreditar las condiciones sobre nacionalidad,apartados b), c) o d) de la base 2.1 de convocatoria
ZFEC No constar la fecha de presentacion en la solicitud o presentarla fuera de plazo

0230 No firmar la solicitud

0240 No presentar copia del DNI o NIE o no estar éstos en vigor

0245 No acreditar o acreditar incorrectamente la causa de exencién total o parcial del pago de la tasa

0250 No cumplimentar la solicitud en modelo oficial

ZHAB Habilitacion
ZCOM Compatibilidad funcional

ZTPL Titulacion PAS LAB
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